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5/00

C25B

PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS; SUS APARATOS (electrodidisis,
electro-6smosis, separacion de liquidos por electricidad BO1D; trabajo del metal por accién de una fuerte
concentracion de corriente eléctrica B23H; tratamiento del agua, aguas residuales o aguas de al cantarilla por
procedimientos el ectroquimicos CO2F 1/46; tratamiento de superficies de materiales metélicos utilizando a
menos un proceso cubierto por la claseC23 y a menos un proceso cubierto por la presente clase,
C23C 28/00, C23F 17/00; proteccion anddica o catodica C23F; crecimiento de monocristales C30B; por
metalizacion de materias textiles DO6M 11/83; decoracion de materias textiles por metalizacion local
D06Q 1/04; métodos de analisis electroquimicos GO1N; dispositivos electroquimicos de medida, indicacion
o registro GO1R; elementos de circuitos el ectroliticos, p. €. condensadores, HO1G; generadores de tension o
de corriente electroquimicos HO1M) [4]

PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS PARA LA PRODUCCION DE COMPUESTOS
ORGANICOS O INORGANICOS, O DE NO METALES; SUSAPARATOS[2]

Notas

En la presente subclase, salvo indicacidn en contra, unainvencion esta clasificada en el Ultimo lugar apropiado. [2]
L os compuestos que presentan un interés particular estén también clasificados en la clase apropiada, p. €.C01, C07. [2]

Produccion electrolitica de compuestos inor ganicos o 7/00  Produccion eectroforética de compuestos o no
no metales[2] metales (separacion o purificacion de peptidos, p. €.
de hidrégeno u oxigeno [2] proteinas por electroforesis CO7K 1/26) [2]
por elefftrollssdel agua[2] 9/00 Céulas o acoplamientos de células; Elementos de
en células con electrodos planos o de placas estructura de las células; Acoplamientos de
anaogos|[2] elementos de estructura, p.gj. acoplamientos de
del tipo de filtro prensa[2] electro-diafragma [2,7]
en células de diafragma [2] 9/02 . Soportes paraelectrodos [2]
encélulasapresion[2] 9/04 . Dispositivos de alimentacién eléctrica (conexiones
de ozono [7] eléctricas en general HO1R); Conexiones de
de compuestos de metal alcalino [2] electrodos; Conexiones eléctricas entre células [2]
Hidréxidos[2] 9/06 . Célulasque comprenden electrodos fijos de
de compuestos de metal alcalinotérreo 0 compuestos dimensiones estables; Acoplamientos de sus
de magnesio [2] elementos de estructura [7]
Hidroxidos [2] 9/08 . . condiafragmas[7]
de 6xidos de manganeso [7] 9/10 . . . que incluyen una membranglde intercambio o!e
de &cidos inorgénicos [2] iones en o sobre lacual estaincrustado material
de hal 6genos o sus compuestos [2 para electrodo [7]
g p (2] . : .
9/12 . Céulaso acoplamiento de células que comprenden al

Cloro; Sus compuestos [2] menos un electrodo mavil, p. €. electrodos rotativos;

de per(fompueﬂos [2] Acoplamientos de sus elementos de esctructura [7]
Peroxidos [2] 9/14 . . Electrodos liquidos, p. €. electrodos de
Perboratos [2] mercurio [7]

Produccion simultanea de hidroxidos de metal 9/16 . Células o acoplamiento de células que comprenden al

alcalinoy cloro, sus oxéacidos o sales[2] menos un electrodo constituido por particulas;
en células de catodo de mercurio [2] Acoplamientos de sus elementos de estructura [7]

con cétodo de mercurio vertical [2] 9/18 . Acoplamientos que comprenden varias células
con céatodo de mercurio horizontal [2] (acoplamiento de células con electrodos moviles
Descomposicién de amalgamas [2] C25B 9/12; acoplamientos de células con electrodos
con laadicién de catalizadores[2] constituidos por particulas C25B 9/16) [7]
en células de diafragma [2] 9/20 . . deltipofiltro-prensa[7]

11/00  Electrodos; Su fabricacién no prevista

Produccion electrolitica de compuestos or ganicos [2] i
anteriormente [2]

por oxidacion [2]

por reduccion [2] 11/02 . -caracterizados por Ificonfiguraci onolaforma[2]
por halogenacion [2] 11/03 . . perfqrados 0 agyj ereado§ [2]
por fluoracion [2] i; gg ) caractelrl Zad(;f p_(;rl d ma?;e’rtl'a] (2] tilizad
: 2 Ty, .. por los materiales cataliticos utilizados
e T ks en e 5019 2
11/08 . . . Metaesnobles[2]

Procesos electrogener ativos, es decir, procesos par a 11/10 . . Electrodos basados en metales del tipo barrera, p.
la produccion de compuestos en los que g. titanio [2]
simultaneamente se gener a electricidad [2] 11/12 . . Electrodos basados en carbono (masas de carbono

en general C04B 35/52) [2]
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11/14

11/16

11/18

13/00
13/02
13/04
13/06
13/08

Impregnacién de electrodos de carbono
(C25B 11/06 tiene prioridad) [2]
Electrodos basados en diéxido de manganeso o
dioxido de plomo [2]
Electrodos de mercurio o amalgama[2]

Diafragmas; Elementos de espaciado [4]
caracterizados por laforma o conformacién [2]
caracterizados por €l material [2]

basados en amianto [2]
basados en material es organicos [2]

15/00
15/02

15/04

15/06

15/08

Operacion o servicio delascélulas[2]

Procedimientos de control o regulacion (control o
regulacion en general G0O5) [2]

Regulacion de la distancia entre electrodos (trabajo
del metal por accion de una fuerte concentracion de
corriente eléctrica B23H) [2]

Deteccion o prevencion de cortocircuitos en las
células[2]

Suministro o eliminacion de reactivos o el ectrolitos;
Regeneracion de electrolitos [2]
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